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Whiosek
z dnia 02 pazdziernika 2019 roku
o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.
Okreslenie osiagnigcia naukowego bedacego podstawa ubiegania si¢ o nadanie stopnia
doktora habilitowanego:
Ciecze jonowe w technologii chlodnictwa absorpeyjnego — badania fizykochemiczne

i termodynamiczne.

Zostatem poinformowany, ze: Administratorem w odniesieniu  do danych osobowych
pozyskanych w ramach postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Jest Przewodniczqcy Rady Doskonatosci Naukowej z siedzibg w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV
pietro, 00-901 Warszawa).

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie
organu. Dane osobowe begdg przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6
ust. 1 lit. c¢) Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art.
220-221 oraz art. 232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie
wyiszym i nauce, w celu przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego oraz realizacji praw i obowigzkéw oraz Srodkéw odwolawczych
przewidzianych w tym postgpowaniu.

Szczegdlowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna
Jjest na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html
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